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摘要(译)

本发明公开一种反射透射型液晶显示装置用阵列衬底及其制造方法，其
中和在定向膜的左右由+-+-型带的电，通过使用与下侧衬底的定向膜接
触的电极作为共用电极使电位差消失，并把由上侧的共用电极形成的垂
直电场构成的在定向膜上下的±±±±±型带电进行中性化。该反射透射型
液晶显示装置用阵列衬底包括薄膜晶体管、反射电极、栅极焊点、数据
焊点用金属层、保护膜和共用电极。
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